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Abstract (en)
A plant for polishing in batches in described in which the separating arrangement is separate from the working container and the separating
arrangement is fed via a buffer container which can be emptied in a metered fashion so that a single layer of parts can be obtained on the
separating arrangement.

Abstract (de)
Es wird eine Anlage zur Gleitschliffbearbeitung im Chargenbetrieb beschrieben, bei der die Separieranordnung (6) vom Arbeitsbehalter (1)
getrennt ist und die Separieranordnung Uber einen Pufferbehélter (5) gespeist ist, der in dosierbarer Weise entlerrbar ist, so daf3 sich auf der
Separieranordnung eine einlagige Teileschicht erzielen 143t.
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